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Электрический взрыв проволочек в средах часто используется в экспериментах по 

изучению свойств плотной неидеальной плазмы (например, проводимость в [1]). В таких 

экспериментах в лучшем случае известны временные зависимости тока и напряжения на 

разрядном промежутке, а также положения внешней границы образца. Предполагая в этом 

случае, что вся выделившаяся в цепи энергия вкладывается однородно в плазму, 

образованную при взрыве проволочки, можно рассчитать изменение внутренней энергии 

вещества и его удельные параметры. Очевидно, что в таких экспериментах чрезвычайно 

важно получать однородное распределение параметров плазмы в разрядном канале. Но 

контроль степени однородности различных параметров вещества в межэлектродном 

промежутке очень сложен, в частности, ввиду малых пространственных и временных 

масштабов происходящих процессов, поэтому никогда не проводился в экспериментах.  

Необходимо подчеркнуть, что исследование структуры канала разряда представляет 

также интерес для фундаментальной науки, поскольку к настоящему времени нет 

экспериментальных данных о пространственном распределении тока в канале разряда в 

процессе пробоя и после него при электрическом взрыве проволочек как в среде, так и в 

вакууме. Мы изучали распределение плотного и токопроводящего вещества в 

межэлектродном промежутке, анализируя оптические (шлирен и теневые) изображения 

канала разряда, а также изображения областей свечения в ультрафиолетовом диапазоне (с 

энергией квантов ε > 10 эВ). В работе представлены результаты исследования процессов, 

сопровождающих электрический взрыв проволочек в воздухе и вакууме для различных 

сценариев развития пробоя: шунтирующего и внутреннего (см. например, [2]). Выполнено 

также сравнение результатов численных расчетов, проведенных в ИММ РАН с 

экспериментальными данными.  
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